
技术发明奖公示：

项目名称 双层结构预测控制技术研究与应用

提 名 者 中国科学院沈阳分院

提名等级 一等

主 要 完 成 人

（完成单位）

王景杨（中国科学院沈阳自动化研究所）

邹 涛（中国科学院沈阳自动化研究所）

苑明哲（中国科学院沈阳自动化研究所）

于广平（中国科学院沈阳自动化研究所）

张 鑫（中国科学院沈阳自动化研究所）

王洪瑞（中国科学院沈阳自动化研究所）

主要知识产权和标准规范等目录（不超过 10件）

序

号

知识

产权

（标

准）类

别

知识产权（标

准）具体名称

国

家

（

地

区

）

授权

号（标

准编

号）

授权

（标

准发

布）日

期

证书

编号

（标

准批

准发

布部

门）

权利人（标

准起草单

位）

发明人（标准起

草人）

发明

专利

（标

准）

有效

状态

1

发明 一种基于贝叶斯

网的气相色谱仪

故障诊断方法

中

国

CN1144

41698B

2023.0

3.24

ZL2020

112148

33.X

中国科学院沈

阳自动化研究

所

张鹏彬；王景杨；

邹涛；杨志家

有效

2

发明 一种面向化工的

优先级升序可行

性判定与软约束

调整方法

中

国

CN1139

17891B

2023.0

8.25

ZL2020

106447

54 .6

中国科学院沈

阳自动化研究

所

王景杨；邹涛；刘

建帮；陆云松；张

鑫；孙威；魏来星

有效

3

发明 一种基于多变量

约束区间预测控

制的平稳控制实

现方法

中

国

CN1098

28459B

2020.0

5.26

ZL2017

111804

82.3

中国科学院沈

阳自动化研究

所

邹涛；刘博文；于

海斌；曾鹏；张鑫；

马小龙

有效

4

发明 一种多变量半自

适应预测控制方

法

中

国

CN1097

25526B

2020.1

2.25

ZL2017

110541

99.6

中国科学院沈

阳自动化研究

所

邹涛；于海斌；郑

洪宇；曾鹏；张鑫

有效
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5

发明 一种适用于多变

量模型预测控制

的分程控制实现

方法

中

国

CN1071

79685B

2019.1

2.10

ZL2016

101348

04.X

中国科学院沈

阳自动化研究

所

邹涛；于海斌；孙

浩杰；张鑫；庞强；

李永民；王景扬；

郑东梁；魏来星

有效

6

发明 基于双层结构预

测控制的工业循

环水节能优化控

制方法

中

国

CN1080

21024B

2019.0

9.06

ZL2016

109692

20.4

中国科学院沈

阳自动化研究

所

邹涛；于海斌；郑

洪宇；李永民；王

景杨；魏来星；张

鑫；贾洋；马小龙

有效

7

发明 基于离线优化/

在线查表方式的

双层结构预测控

制方法

中

国

CN1066

47250B

2019.0

7.16

ZL2015

107256

36.7

中国科学院沈

阳自动化研究

所

邹涛；郑洪宇；张

鑫；李永民；庞强；

王景扬；郑东梁；

曹宇；魏来星

有效

8

发明 一种节能高效的

生活垃圾渗沥液

处理系统及方法

中

国

CN1058

24252B

2018.0

7.20

ZL2015

100067

35.X

中国科学院沈

阳自动化研究

所

王景扬；李永民；

邹涛；曹宇；庞

强；郑东梁；杜德

伟

有效

9

发明 一种污水处理过

程模型参数校正

方法

CN1028

80794B

2015.1

1.11

ZL2012

103441

00.7

广州盛亚信息

科技有限公司

于广平；苑明哲；

王磊；王景杨

有效
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